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Osadnik piasku

1

Przedmiotem wynalazku jest osadnik piasku, ma-
igcy zastosowanie w oczyszczaniu Sciekéw z piasku
i roéznych zanieczyszczenn mineralnych, dzieki
zmniejszeniu predkosci przeplywu strumienia $cie-
kow.

Znane sy rozne typy osadnik6w piasku, wsrod
ktérych rozréznia sie osadniki poziome i rzadko sto-
sowane osadniki pionowe. Poziomy osadnik piasku
czeSciowo zaglebiony w ziemi, zwlaszcza o malym
gabarycie, ma budowe prostg i stanowi go betono-
wy lub murowany basen z géry otwarty, z dnem
plaskim i umieszczonym ponizej dna kanalu Scie-
kowego. Basen ten ma ksztalt graniastostupa, kté-
rego Sciany podluzne sg réwnolegle usytuowane
wzgledem kanalu Sciekowego, polgczonego z base-
nem od strony jego obydwéch Scian poprzecznych,
o szerokos$ci wiekszej od szeroko$ci kanalu. Basen,
na ktérego dnie osa\dza'sie piasek i inne zanieczysz-
czenia mineralne, usuwane z niego recznie, jest
jednokomorowy lub wielokomorowy, a najczesciej
tréjkomorowy o kierunku przeplywu $ciekéw zgod-
nym z kierunkiem ich przeplywu przez kanal $cie-
kowy, przy czym kazda z komoér jest oddzielona od
siebie za pomocg Sciany dzialowej, posadowionej na
dnie basenu. )

Poziome osadniki piasku o duzych gabarytach,
stanowig odkryte betonowe lub murowane baseny
o ksztalcie graniastostupa lub innym, z dnami usy-
tuowanymi poziomo lub sko$nie w kierunku wlotu
strumienia Sciek6w do basenu i umieszczonymi po-
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nizej dna kanaléw $ciekowych, maja $ciany podiuz-
ne usytuowane réwnolegle do kanal6w $ciekowych,
polgczonych z basenem od strony jego $cian po-
przecznych, Na przyklad taki basen moze byé do-
datkowo zaopatrzony w $rubowy podnosnik $lima-
kowy, skosnie umieszczony w odstojniku w ksztalcie
leja i stanowigcego zaglebienie w dnie basenu, przy
czym obok tego podnos$nika sg usytuowane wzdluz
dna basenu ruchome larfcuchy z zamocowanymi do
nich \czerpakami.

Poruszajgce sie lancuchy z czerpakami w kierun-
ku przeciwnym do przeplywu $ciek6w w basenie,
nagarniajg piasek z dna basenu do leja i z kolei
na srubowy podnosnik §limakowy, za pomoca kté-
rego piasek i inne zanieczyszczenia mineralne sg
usuwane na przenosniki ta§mowe lub wézki.

Znany jest jeszcze osadnik piasku stanowigcy od-
kryty basen betonowy lub murowany, ktérego dwie
podluzne $ciany majg ksztalt czworokata, a po-
przeczne Sciany sg prostokatne. Dwie $ciany podiuz-
ne w tym basenie s3 usytuowane réwnolegle
wzgledem siebie i prostopadle do nich jest usytuo-
wana jedna $ciana poprzeczna, do ktérej skosnie
jest usytuowana druga $ciana przeciwlegla, przy
czym gérne i dolne krawedzie obu $cian poprzecz-
nych sg réwnolegle wzgledem siebie, Dno basenu
stanowi plaszczyzne poziomo usytuowang ponizej
otworu wlotowego kanatu $ciekowego, umieszczone-
go w skosnej S$cianie poprzecznej tego basenu,
a otwér wylotowy dla $ciekéw jest umieszczony
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w S$cianie przeciwleglej do Sciany skosnej. Osadnik
ten jest dodatkowo zaopatrzony w woézkowy zgar-
niacz piasku, ktérego kola jezdne sa osadzone w co
najmniej dwéch szynach prowadzgcych, umieszczo-
nych na zewnatrz $cian podluznych basenu, przy
czym woézek ten z podwieszonym do niego zgarnia-
czem jest z dwéch stron polagczony za pomoca
uchwytéw z dwoma linami ciggngcymi, kolejno na-
wijanymi na dwa bebny napedzane indywidualnie
elektrycznymi silnikami. Bebny te wraz z silnikami
sg umieszczone poza Scianami poprzecznymi basenu.

Usuwanie piasku i innych zanieczyszczen mine-
ralnych odbywa sie za pomocg zgarniacza opuszczo-
nego na dno basenu i pocigganego za pomocg wézka
toczacego sie po szynach. Zgarniacz usuwa na zew-
natrz zanieczyszczenia z dna basenu za posrednic-
twem pochylni, jakg tworzy sko$na $ciana po-
przeczna. R

Wada znanych osadnikéw piasku polega na tym,
ze kanaly Sciekowe majg otwory wlotowe i wylo-
towe umieszczone w $cianach poprzecznych basenu.
Na skutek tego zanieczyszczenia osadzajg sie
w bocznych czeSciach dna basenu, co utrudnia
sprawne mechaniczne usuwanie zanieczyszczen za
pomocsg zgarniaczy i w zwigzku z czym osadnik
musi byé okresowo wylgczony z ruchu do dodatko-
wego oczyszczenia recznego.

Celem wynalazku jest usuniecie powyzszych wad.
Istote wynalazku stanowia dwa otwory wlotowe
kanalow doprowadzajgcych S$cieki do osadnika,
umieszczone na przeciw siebie w podluznych $cia-
nach basenu, obok jego poprzecznej Sciany skosnej,
na wysokos$ci wylotowego otworu kanalu odprowa-
dzajgcego Scieki z basenu, umieszczonego w $cianie
przeciwleglej do $ciany skos$nej. Kanaly doprowa-
dzajgce S$cieki do basenu sg usytuowane po jego
zewnetrznej stronie i réwnolegle do jego $cian po-
dluznych.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladach wykonania na rysunku, na ktéorym fig. 1
przedstawia osadnik w przekroju podluznym, fig. 2
— osadnik w widoku z géry, a fig. 3 — osadnik
z pryzmg piasku w przekroju poprzecznym.

Osadnik wedlug wynalazku, zaopatrzony w znany
osprzet mechaniczny do jego oczyszczania, ma beto-
nowy lub murowany odkryty basen 1, czeSciowo za-
glebiony w ziemi, ktérego dwie podluzne Sciany 2
i 3 majg ksztalt czworokata, a dwie poprzeczne
Sciany 4 i 5 prostokgta. Dwie podtuzne $ciany 2 i 3
sa usytuowane réwnolegle do siebie, natomiast do
nich jest usytuowana prostopadle poprzeczna $cia-
na 4, do ktérej z kolei jest usytuowana skosnie
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poprzeczna S$ciana 5, przy czym krawedzie 6 goérne
i dolne obu $cian 4 i 5 sg réwnolegle wzgledem
siebie. Dno 7 basenu 1 stanowi plaszczyzna poziomo
usytuowana ponizej wylotowego otworu 8 $cieko-
wego kanalu 9 i ponizej otworédw wlotowych 10 i 11
$ciekowych kanaléw 12 i 13, usytuowanych na
zewnatrz osadnika i réwnolegle do podiuznych
$cian 21 3 basenu 1.

Wlotowe otwory 10 i 11 sg umieszczone na prze-
ciw siebie w podluznych $cianach 2 i 3, na dowolnej
wysoko$ci powyzej dna 7 od strony poprzecznej
skos$nej Sciany 5. Wylotowy otwér 8 kanalu 9 jest
umieszczony w poprzecznej $cianie 4 na wysokosci
wlotowych otworéw 10 i 11. Miedzy dolng czeScig
poprzecznej $ciany 4 a dnem 7 jest uformowany
sko$nie $ciety prég 14, ulatwiajgcy wygarnianie
piasku i innych zanieczyszczen mineralnych z dna 4.

Osadzanie sie piasku i innych zanieczyszczen mi-
neralnych na dnie 7 basenu 1, odbywa sie w czasie
burzliwego zetkniecia sie dwéch strumieni $ciekow
wyplywajacych z kanatéw 12 i 13 za posrednictwem
otworéw wlotowych 10 i 11. Piasek opada na dno 7
gromadzac sie wzdluz jego linii osiowej, w postaci
uformowanej pryzmy i rozmywanej cze$ciowo na
boki dna 7 przez stale naplywajgce masy Sciekow.
Scieki .te pozbawione piasku i innych zanieczyszczen
mineralnych, sg odprowadzane z basenu 1 do ka-
natlu 9 za posrednictwem wylotowego otworu 8.
Osadzajacy sie piasek z zanieczyszczeniami mine-
ralnymi na dnie 7, jest mechanicznie usuwany na
zewnatrz w ogélnie znany sposoéb.

Zaleta wynalazku jest mozliwoéé oczyszczania
basenu osadnika w ruchu cigglym, na skutek osa-
dzania sie w nim piasku i innych zanieczyszczen
mineralnych wzdluz jego linii osiowej, co w czasie
mechanicznego wybierania eliminuje konieczno$é
dodatkowego recznego. wybierania piasku z bocz-
nych czesci dna, przy wylaczonym doplywie $ciekéw.

Zastrzezenie patentowe

Osadnik piasku, czeSciowo zaglebiony w ziemi
i skladajacy sie z podluznego basenu odkrytego
z dnem umieszczonym ponizej kanalu S$ciekowego,
znamienny tym, ze ma dwa wlotowe otwory (10)
i (11) Sciekowych kanaléw (12) i (13), umieszczone
na przeciw siebie w podiuznych Scianach () i (3)
basenu (1), od strony nachylenia jego poprzecznej
Sciany (5) ‘i na wysokosci wylotowego otworu (8)
$ciekowego kanalu (9), umieszczonego W poprzecz-
nej S$cianie (4), przy czym kanaly (12 i (13) sa
usytuowane na zewngtrz basenu (1) réwnolegle do
jego Scian (2) i (3).
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